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RESUMEN  
Se empleó la simulación por dinámica molecular de nanoindentación usando el potencial de esfera dura en 

películas delgadas de Ti, Al y bicapa de Ti/Al con interacción monocristal BCC y FCC [1]. Se consideraron 

condiciones de frontera fijas y el potencial radial repulsivo fue usado para modelar la indentación entre la 

punta y la superficie de la muestra. Las propiedades mecánicas del material a 300 K fueron obtenidas para 

las películas delgadas de Ti, Al y bicapa de Ti/Al [2]. Los parámetros elásticos y de dureza fueron obtenidos 

de las curvas de carga y descarga generadas de la simulación. Los resultados muestran una mejor respuesta 

mecánica en la bicapa comparado con las monocapas de los recubrimientos.  

 

ABSTRACT  
Molecular dynamics (MD) simulations of nanoindentation using the hard sphere potential were carried out 

for Ti, Al and Ti/Al bilayer thin films with interaction of BCC and FCC single-crystal [1]. Fixed boundary 

conditions were used and the repulsive radial potential was employed for modeling the interaction between 

the tip and sample surface. Mechanical properties of the material at 300 K were obtained for Ti and Al thin 

films and Ti/Al bilayers [2]. Hardness and elastic parameters were determined from the load-unload curves 

obtained by means of the simulations. These results show a better mechanical response in the case of 

bilayers compared to the monolayers.  
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